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Extracto de la descripeidn

Una oﬁﬁara de tratamiento gontinuo virtuelmente en-—
cerrada por completo, con medios de alimentao;én asociados con
le mieme destinados alimentarrun,articﬁlo susceptiblé de tra-
tamiento dentro y fuera de ella. Se disponen toberas de pulveri-
zacidn en el interior de la cémara pare rociar liquido sobre un
articulo que haya de ser tratado en forma coﬁt;nua..Se digponen
una plﬁralidad de depdsitos de suministro de liquido por separa-
do, y un dispositivo de vélvula regula el flujo desde dichos de-
péeitos & un colector. Se suministran oéntidades medidas de 1li-
quido desde los depbsitds al colector, y se dispone un Srgano pa-
ra controlar la temperatura del liguido en este dltimo. Una bom-
ba bombea el liquide desde ei,bolector & las toberas de pulveri-
zaoién, y el liquido es rociado & uns presién relativamente baja
en direccién sensiblemente perpendicular arla superficie tratada
del arficulﬁ. Cada rociado de una solucidn quimica es seguido por
otro de agua para limpiar todo el,uistéma asl como el articulo

que est& siendo objeto de tratamiento.

Aspecto genersl del invento
Este invento se refiere principalmente s un aparato
¥y un método para preparar placas de impresién planogrédfica en

offset utilizadas en un proceso de impresién litogrdfica. No obs-

_tante, resulta asimismo dtil para cualquier fin mediante el cual

se aplican soluciones & revestimientos fotosensibles para retirar

porociones respectivas en oasos en que la acolén de frotamientome-

cénico resultaria perjudicial para el proceso.

Se sabe desde hace 1argb tiempo en la Industria lito-
gréfioca que una imagen contenids en uns plaok de imprgsién plano-
grifica en offset presentibilizadn puede ser revelada por lo que

Be conoce como "proosso de revelado manual”, Bl utilizador de la
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plaoce planogréfica expone ésta a través de una matriz portadora

de la imagen, por ejemplo & través de una pelicula, a una fuen-
te luminosa intensa tal como un arco de carbdén., A continuacion
de la exposicién, debe iratarse la superficie con una o més so-
luciones quimicas que eliminan el revestimiento fotosensibleen
lag zonas no fijadoras de imagen y preparsn la placa para suusor
final. El material fotosensible, cuando es sometido & la luz, se
convierte de tal manera que produce uns imagen impresa después
del tratamiento continuo. .

La aplicacién de la solucién de tratamiento, porejem
plo un agente revelador lIquido, y una frotacién sobre la super—
fioie de la placa de impresién planogrifica en offset de tal agen-
te revelador, por ejemplo por medio de una bola de algodén, da lu-
gar a la solubilizacién y eliminacién de la poreién no fijadora
de imagen del revestimiento de la placa de impremsién planogrifica
en offset. En algﬁnos casos, hay que lavar desmpués la placa de
impresién en offsei y someterla a una soluocién de fijacién, uti-

lizando la misma técnica que se describe pare el revelado, Final-

mente, puede lavarse de rmevo la placa.

Los inconvenientes de la operdcidn manual para el tre
tamiento continuo son oompletamente obvios.El proceso es lento,
contiene muchas variantes y, por consiguiente, resulta costoso.
Por ejemplo, la uniformidad de presién al aplicar lag soluciones
de revelado x/o fijaocién a mano resulia casi imposible, Con fre-
cuencia resulta una impresién defectuosa de tales improcedentes
depésito y Protacién de soluciones quimicas. Las fluctuacionesde
temperatura que tienen lugar en la nayorie dé los talleres produ—~
cen variaciones adicionales, y asf sucesivamente.

Serhan llevadoraroabo intentos para superar algunas

de las variantes en elgtrafémiento econtinuo de la’ﬁlaca sumergien-—
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do ésta primexro en el rovelador y después en sucesivas soluocio~
nes segdn se desee, Asimismo, se ha oonstruldo equipo automdti-
co mediante el cual se aliments la placa bajo la acclén de un
cepillo oacilante y/o rotatorio a fin de normalizar algunas de

las variantes,

Aunque pueden utilizarse estos sistemas, carscen
por lo general de flexihilidad. Las méquinas que utilizan co—
pillos no resultsn satisfactorias en el curso de la operacién,
por cuantc el desgaste por friecién mecanica del reveatimiento
fotosensible indeseado por medic de un cepillo se traduce asi-
mismo en abrasién de la imagen, y por ende pérdida de 1z zona
de fijacién de imagen deseada. En algunos de los aparatos geha-
ce circular de muevo la solucién de tratamiento continuo por me~
dio de una bomba a partir de un reclpiente, Cepilles y rodillos
en contacto con la superficie expuesta aSsorben algunos de los

roductos quimicos objeto de eliminacién a partir de las zonas
no fijadoras de imagen y por consiguignfe rosultan contaminados.
La recirculacién de las soluciones de tratamlento desde un reci-
piente a la superficie y de nusvo al recipiente mezola golucién
"gagtada" oon solucién mueva. Depende también del operador reem—
plazar la solucién & intervalos convenieantes, pero incluso si és-
to se observa cuidadosamente, la solucidén se deteriora durante
ol . uso de la miquina entre drenar la solucién q@ntaminada y re—
llenar los tanques.

Por otra parte, el equipo que se basa dnicamente en
inmersiéﬁ, gl bien evita la abrasién, con frecuenoia no "descubre"
las areas sombreadasz, En otras palabras, elimins el revestimien~
t0 indeseado en eatrecha proximidad con respecto a la zoma de fi-
jaocién de imagen deseada, Ademés, las mégquinas descritas anterior

mente requieren en su totalidad frecuentes limpleza y mantenimien-
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to. Existen otros inconvenientes inherentes a los sistemes des—
critos anteriormente que no precisan ser mencionados, puesto

gue son bien conocidos,

-Resumen del invento

En el presente invento se dispone una oémara de ira-

tamiento contimuo virtualmente encerrada por completo, con me-

dios ﬁe alimentacién asociados con la misma destinados a alimen-
tar un artfculo susceptible dé.ﬁratamiento dentro y fuers deella,
Se proporéionan medios para controlar la tqmperatura en la cédma-
ra durante la operacién completa, y se monta un dimpoaitivo de
pulverizaocién en el interior de la cémara para rociar liquidoen
forms de gotas a uns.‘ presién relativamente baja en direocién sen—
giblemente perpendicular con respecto a la.superfioie de un arti-
culo objeto‘de.tratamiento dentro de dicha cédmara.
' Se proporcionan una pluralidad de depésitos de liqui-
do individuales, al menos uno de los cuales contiene una solucién
quimica y al menos otro agua. Se disponen medios de control de
flujo en forma de v&lvulés para regular el flujo de liquido dea&e
dichos depésitos a un colector, Se suminiatran medlos para contro-
lar la temperatura del liqﬁido mientras fluye al interior del co-
leoctor, dis?oniéndose otros medios para oonfrolér la temperatura
del 1iIquido en el propio colector. .

Se proporciona una bonba para bombear 1liquido desde
el colector al dispositivo de pulverizaoién dispuesto en la céma-

. ra, y el dispositivo de bombeo puede asimismo acoplarse al desper—

dioio para evacuar liquido a partir del sisteaa.

En 81 presﬁnte in#ento, pueden controlarse todos los
pardmetros que afectan él resultado final dentro de limites fijoms
evitando por ende los defectos del equipo actualmente disponible.

Se rocian cantidades medidas de una o més soluciones en una se-
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cuencia preseleccionada, a temperatura controlada y en una pre-
gién relativamente baja durante un pericdo de tiempo prodetermi-
nado. La cantidad de cualquier solucién usada para una zons de-
terminade del material susceptible de tratamiento, el tiempo de
permanencia sobre la superficle respectiva, 1a fuerza de agita-
cién por iﬁcidenq;a durante la operacién ﬁe roclado y la tempe-
ratura de la cémara durante ol proceso son controlados a valores

6ptimos, lo cual se traduoce en uha placa de 6gtimo rendimiento.

El revelador oonﬁhmente empleado'an tal proceso tra-
baja mejor a ciertas temperaturas determinadas derapfemano, ¥la
temppratura'del 1fquido rociado asfi como la de los contornos de
1ls cdmars de trafaﬁipnto puedén éontrolarae de modo que el reve—
lador asl como cualqniér qtra'solucidn ﬁuiﬁica proporcionen los
mejores resultados, | 7

~El siztems de pulverigacién a baja presién emplea to—
beras correspondientes de amplio 4ngulo, con preferencia sin aire,
que rocian el 1£qpido gobre la placa de tal manera que cubrenade-
cuadamente tods le superfioie respectiva. Este sistema de rociado

a baja presién puede emplear presiones,compfendidas en los limites

de aproximadazente 10 a 50 lbs/pulge (0,704 & 3,52 k&/cm2). Bste

tipo de sistema de pulverizaoi6n es mas harato'qne los correspon~
dientes de alta preasidén empleadoé en la industria actual y no ato-
miza la solucién quimloca, Bino més bien permite que la solucién

rociada incida en forma de gotas'éobre la placa aumentando por en-

de la fuerza funoional.

Be emplean “1as mismas toberas de pulverizaclon para to-
dos los liguidos del sistema incluidas soluciones quirices y ague.
Cada clclo de operacion en el cual se rocia wa solucion quimica
sobre m artlculo objeto de tratamiento es segu;do por wn ciclo de

lavado en el cual se rccia agua 8 partlr de 1ls tobera. Esto permite
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que el siétema sea completamente purgado cada vez que se usa.
La solucién reveladora empleada en tales sistemas posee una
tondencia a eristalizarse y atascar las toberas de pulveriza~
cién, El ciclo de lavado que sigue a oada olclo de solucién
quimica impedird tal cristalizacién y por éndé obatruccién de
las toberas, Por otfa parte, una solucién reve;adora debe lim-
piarse fuers del sistema cada vez que se usa dado que si exis-
te un resgiduo de tai solucién, la respectiva empleada en una
posterior operaoién serd contamingds o diluida. Por consiguien—
te, meo évita la contaminacién transversal y se mantiene el sla-
tema de pulverizacién del aparato limpic en tédo momento,

) El presente invento permite unarmejora congiderable
en el fino detalle de la imagen objeto de frafamiento. Es com-
pletamente posible retemer un punto de medio tono de un tanmafio
muy pequefio de una fina pantalla tal como un punto al dos por
ciento de una pantalla de trescientas lineas, Tal'punto seria
obviemente eliminado de una placa de impresién normal mediante
un aparato gue empleass uh frotamiento o abrasién meodnica de la
placa. Esto se evita en el presente invento dado que la fuerza
funcionsl del liguido rociado incide sobre la piaca en un éngulo
de aproximadamente 90 grados con respecto a la superficie objeto
de tratamiento. Ademés, solaménte se aplica una fuerza en forma
controlada como ez necesario pﬁra sliminar la zona no fijadorade
imagen min perjudicar ésta.

Breve desoripoién de los planos
La fig, 1 es uns ilustracién osquemitica que nuestra

una primera forma de apareto de tratamiento continuo de acuerdo

con el presenta invento;

la fig., 2 es una ilustrgcién esquemitica que muestra .

una forma modificada de aparato dé tretamiento continuoj
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la fig. 3 es una ilustracién esquemdtica que muestrs

otra forma mée de apareto de tratamiento ooﬁtinuo; ¥y
la fig, 4 o8 una ilusfraoién eaquemidtica que muestra
otra forma més del presente invento.

Descrineién de las formas de realizaoiénApréferidas

Refiriéndonos ahora a los planos, la primera forma
del invento se ilustra en la fig. 1 y comprende una cémara de tra-
tamiento continuo virtualmente enocerrada por entero 10 que posee
una abertura de entrada 12 en un lado respective a través de la
cual puede alimentarase un articulo sumceptible de ser tratado en
forma continue dentro y fuera de la méquina. Una bandeja 14 esté
hustentada junto & la abertura 12 pare sostemer un artioulo tal
oomo una placa expuesta, Se observard que la pared inferior 16de
la cédmeras de tratamiento se inclina hacia abajo y a la derecha se-
gin puede verse en esta figura, y se dispone una descarga 18 en
la parte inferior derecha de dicha cémara para descargar liguldo
desde la miéma al interior de un colector 20 cuyos detalles se
describen més adelante.

El dispositivo de alimentacién ocomprende un par de
rodillos 24 y 26, siendo este dltimo un rodillo motor y comunican—
do mediante una correa 28 con un motor de transmisién 30 sosteni-
do por la cémara de tratamiento ocontinuo., Uma banda transportado-
ra sin fin 32 se extiende en torno al rodillo 26 y a un rodillo
loco 34 dispuesto en el extrgmo opuesto de lé.oamara; La bands 32
puede por ejemplo comprender una base de nilén cubierts de caucho
& la cual se adherird la placa P al ser sustentada en posicién
operativa en el interior de la odmara segin se llustra.

Bs svidente que cuando se demea alimentar una placa
al interior del aparato, se ooioéa la misma en la zona de pronsién

de los rodillos 24 y 26 tras de lo cual se mueve el rodillo 26 en
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una direcoidén semejante a la que siguen las agujas del reloj des-
plazando la placa P a la posicién operativa ilustrada. Una ves
completado el proceso, puede aocionarse el rodillo motor 26 en
una direcoién oontreria al movimiento del reloj para desplazar

la place P hacia fuera & través de la abertura 12,

Se disponen medios para obntrolar la temperatura en
el interior de la cédmara de tratamiento que ocompremden tiras de
caldeo resistentes a la corrosién 40 montadas sobre al menos dos
de las paredes verticales lateralos de la cdmara, Las tiras de
caldeo 40 comunican con un comtrol termostdtioo 42 mediante un
6rgano conductor apropiado 44 que va también oonectado oon un
enchufe 46 que puede hallarse interconectado ocon una fuente apro-
piada de corriente eléotrioa. El oontroi ternostdtico 42 puede
fijarse de modo que mantenga una temperatura uniforme deseada en
el interior de la cémara en todo momentoc durante el funcionamien-
1o del aparato.

Tres depésitos de suministro de liquido individuales

por separado 50, 52 y 54 se hallan dispuestos los cuales pueden

respectivamente mantener revelador, fijador y agua para uso enun
procedimiento tipioco de tratamiento contimuo de una placa. El de-
pésito 50 oomunioca oon un conducto 56 que posee una vélvula acolio-
pada por solenoide acoplada en el mismo. El oconducto 56 ocomunioa
& mu vez con un conduoto inclinado 60 que vaoia en el interior del
colector 20 previamente descrito, Bl depésito 52 comunica con un
conducto 62 que dispons de uma vélvula aocionads por solencide 64
acoplads en el mismo, El conducto 62 comunioa asinmismo oon el con-
ducto 60 mencionado anteriormente. El depésito 54 oomunica con un
oonducto 66 que posee une vdlvula acoionada por solenoclde 68 in-
corporads, comunicando también entre sl el conducto 66 oon el oonf

du Otb 60.
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Es evidente que oada una de las vdlvulas acclonadas
por solenoide 58, 64 y 68 se halla adaptada ypars controlar el
flujo de liquido desde los depésites asoclados al interior del
oconducto 60 y desde alll al oolector 20, A medida que el liqui-
do se dealiza hacia abajo por el interior del conduotoe 60, la

temperatura respectiva es regulasda por uns bobinma de caldeo 70
dispuesta alrededor de la parte del conducto 60 inmediatamente
anterior a la desocarga en el interior del colector 20, La bobina
de oaldeo 70 puede controlarse en forma aspropiada para calentar
el lfquido que fluye a través del oonduoto 60 a la temperaturs
deseads. ' 7

7 ‘Se proporciona asimismo un dispositivo pars controlar
la temperatura del liquido en el colector que comprende uns uni-
dad de caldeo 76 interconeciada con un ocontrol termostdtico T8
por medio de un conductor 80 asimimmo oonectado oon una clavija
82 1a oual se halla conectada & una fusnte de muministro de oo-
rriente eléotrica apropiada.

Un interruptor de flotador 86 poses un flotador 88
dispuesto en el interior del ocolector, esiando este interruptor
de flotador oonvenientemente interoonectsdo oon las vélvulas accio
nadas por solenoide 58, 64 y 68 para controlar la operacitn res-
pec;tiva segin se desoribe pds adelante con el fin de medir y regu-
lar la cantidad de 1iquido suministrado a partir de cada umo de
los depésitos de los medios de suministro de i:!.q_uido.

Un conducto 90 oomunioca el oolector 20 oon una bomba
de desplazamiento positivo 92 -accionada por un motor apropiado,Un
conducto 94 oomunioa por su parte la booa de aalidarde 1la bomba 92
oon una vAlvula accionada por solemoide 96 la cusl es movible en—
tre una posicion de linea oomtimia y una posicitn de trazos difu-
minados. En la posicién de linea continua de 1a vélvula 96, labom-
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ba se halla en comunicacién con un conducto 98 que a su ver comu-—

VR AnatarT,

K
wiez 18 G
e .

nica con un dispositivo de pulverizacién 100 sustentado en el in-
terior de la parte superior de la ocdmara 10; Bate dispositivo de
pulverizacién oomprende un colector miliiple 102 que ocenios
funcionalmente ocon una pluralidad de toberas de puivar:lzacién in-
dividﬁalgs espaciadas 104 que se hallan dispuestas con preferen-
cia en un ordé;: cuadrado o rectangular a fin de proporciomar la.
ocobertura deseada de liquido rociado mobre la placa susientada en
el interior de la cémare. |

Se alimenta el liguido a las toberas de pulverizacién
a una presién comprendida en los lfmites de 10 & 50 1bs/pulg?
(0,704 a 3,52 kg/cm2) y me descarge en forma de gotas en una di-
recoién que se extiende sensiblemente perpendicular con respecto
a la superfiole & tratar del articulc en la‘ ofnare.,

_ En la posiciém de tregos difuminados de la vdlvula %,
la homba va acoplada a un conducto 110 el cual me halla en comuni-
caocién oon un recipiente de desecho 112.

Bl aparato represeniado en la fig, 1 se halla funcic-
nalmente asociado oon un sistema de oontrol (no representado) de
construocién convencionsl gue incluye un regulador que controla
ls distribucién y secuencia de operacién de lox diversos componen-
tes. E1 aparato representsdo puede mer accionado como operacién de
dos ciclos u operacién de cuatro ciclos. En el primer ejemplo ex—
puesto a oontimuaocién, se desoribe uma operaoidén de dos ciolog.

E;]emplo 1 . 1

' Una placa de impremién pre-sensibilirade de signo nogp-
tivo, tal como una placa ENCO N-2, que expende la firme Aszoplate -
Corporation, Murray Hill, New Jersey, es expuesta a un original de
pelicula negativa en una estructura de vaocio convencional de aouer-

do con las instruociones del fabricante, Después de retirar la pla-
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ca expuesta de la eatructura de vaoio, se introduce en la ndgui-
ne de tratamiento con el lado expuesto hacia arriba. Esto se rea-
liza colocando la placa en la zona de prensién de los rodillos 24
y.26 y accionando después el rodillo 26 segdin se describe ante-
riormente, Los depésitos 50 y 54 se hallan por supuesto cargados
con uns soluocién de revelado apropiada, tal como Revelador ENCO
PD, que expende la firme Azoplate Corporation, Murray Hill, New
Jersey, ¥y oon agua respectivamente. En el casc de una operacién
de dos ciclos, no se requiere fijador, y el depbsito 52 puede es-

tar vaoio,

Se presiona un botén de puesta en marcha apropiadb
que hape que un regulador de secuencia asociado oomience a funcio-
nar. Una leva de miltiples superficies dispuesta em el interior
del regulador acciona un micro-interruptor que activa la vdlwvula
acolonada por solenoide 58. El funcionamiento de la vélvula 58
hanoe que 6sta se sbra y permita al revelador flulr desde el depl—
gito 50 al conduoto 60 y desde alli a travéas de la bobina de con-
trol de temperaturs 70 al interior del colector 20, El liquido re-
velador continusrd fluyendo al interior del colector hasta alcan-
zar una altura predeterminada tras de lo cual me acciona el inte—
rruptor de flotador 86 provocando el oierre de la vélvula 58, Por
consiguiente el interruptor de flotador 86 controla la cantidad
de liquido suminisirado a partir del depéuito_50. El interruptor
de flotador 86 mefiale asimismo la puesta en marcha del motor de
la bomba, haciendo que el revelador contenido en el colector 20
goa bombeado & través de la vAlvula 96 que se encuentra en su po-
sicién de linea contimua y desde alli = las tobeias de pulveriza—

‘cién 104 dispuestas en el interior de la odmara de tratamiento. Bl

1iquido revelador seri luego rociado sobre la superficie de la pla-
ca sustentada por la banda transportadora 32 dentro de la cAmara.
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El revelador se deslizard hacia abajo al fondo de la
cAmara de tratamiento y desde alll a través de la descarga 18 y
de nuevo al interior del colector 20 durante esta fame de opera-
oién. La leva del regulador mantendréd la bomba en funcionaziento
durante un periodo de tiempo predeterminado tras de lo cual se de-
tiene la bomba durante un tiempo necesario pare gque la totalidad
del liquido revelador pueda esourrirse hacia abejo sl interior
del colector 20.

A continuacién se asceiona la vdlvula 96 a la posicién
de trazos difuminados representada en la fig, 1 y se reactiva la
bomba tras de lo cukl se bombea el liquido revelador al interior
del recipiente de demecho 112.

Bl regulador hace después gque se abra la vélvula 68
de tal manera que el agua fluye hacia abajo a iravés del conduoto
60 y de la bobina de conirol de temperatura 70 al interior del co-
lector 20. Cuando el nivel del agua en el coleoior alcanza unaal-
tura predeterminsda, se acoionard el interruptor de flotador 86
para cerrar la vélvula 68 y se activaré de muevo la bomba 92. El
agua serd después 5ombeada desds la bombs a través de la vilvulas
96 a las toberas de pulverizacién 104 tras de lo cual se rooia el
agua sobre la placa sustentada en el interior de la cdmara de tra-
tamiento, ' ' 7

El agua escurrird hacia abajo y a través de la descar-
ga 18 de la oémars de tratamiento de muevo al interior del colec~
tor, y el agua continuaré slendo recirculads durante un periodo
de tiempo predeterminado tras de lo cuel el regulador desactiva -
1a bomba 92 por un tiempo suficiente para permitir que el agua es-—
curra completamente al interior del colactor 20, Ei regulador des-
plaza a continuacién la vilvula 96 a su posicién de trazos difumi-
nados y se reactiva la bomba para bombear la totalidad del aguasl
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recipiente de desecho 112. A continuacidén regresa el regulador &

su posicién de partida y se rotira la placa de la cémara de tra-
tamiento. -
Ejenmplo 2 7

Cuando se lleva a cabo una operacién de cuatro ciclos.
se realiza primero la citada secuencia de opsracién, tras de lo
cual se repite el ciclo de solucién quimioca accionando la v&lvula
64 en lugar de la v&lvula 58 permitiendo que un fijador tal como
ENCO PF=2 que expende la firma Azoplate Corporation, Murray Hill,
New Jersey, o una soluclén gquimica apropiada contenida en el de-
pégito 52, sea recirculada a través del aparato y despuéds bombeada
& un recipiente de deseoho, siendo automitlcamente seguido diocho
segundo ciclo de solucién quimica por un segundo oiclo de lavado
en ol cual s aociona la vdlvula 68 permitiendo que circule elagua
a través del sistema y eventualmente al reoipliente de desecho.

Puede disponerse un interruptor apropiado que permita
accionar el aparato en un proocedimiento de dos o de cuatro ciclos.
El regulador puede estar disefiado de forma que permita hacer cir-
cular cualquier nimero de soluclones quimicas a fravés del apara-
to, siendo seguida cada solucién quimica por un lavado oon agua
segdn se requiere para lograr un proceso 6ptimo del elemento foto-
sensjble, _ '

BEs por supuesio evidente que el 6rgano de alimentacién
es accionado para alimentar el articulo tratado fuera de la cdma~
ra solamente tras haber sido oompletado un oiclo completo de fun~
cionamiento del aparate.

Refiriéndonos ahora a la fig. 2 de los planos, seilqg
+ra una forma modificada del invento en la ocual la mayor parte
del aparato es esencialmente idéntico al que se deseribe en rela-

cién oon la fig. l. Se han dado a.las partes similares los misuos
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ntmeros de referencia con el signo prime, y la disposicidn gene-

ral es la misma que la representada en la fig., 1 con la exoepoién
del érgano de alimentacién asociado con la cémara de tratamiento
10’. El articulo susceptible de tratamiento es alimentado al in-
terior de la éamara de tratamiento a través de una abertura 12’
similar a la 12 previamente desorita, Dispuestos en el interior
de la cdmara se encuentran un par de rodillos 120 y 122 y un se-
gundo par de rodillos 124 y 126 en el extremo opuesto de la céma-
ra, Una banda transportadora sin fin 128, similar a la banda 32
de la modificacién anteriofmente descrita, se extiende en tornoca
los rodillos 120 y 124. '

Una abertura de salida 130 se halla provista en élex—
tremo de la cémara opuesto a la abertura de entrada 12’, y una
bandeja 132 se encuentra dispuesta junto a la aberturs de sallda
130 para recibir una placs o similar a partir de la cémare,

Se introduce una ﬁlaoa a través de la abertura de en-

trada 12’ y se iransporta a la posicién representada en la fig, 2

tras de lo cuzl se detiene la banda transporiadora y se realizan
los ciclos descritos en relacién con la fig. 1.

Al té:mino de tal proceso, se poune en marcha de nuevo
la banda trensportadora y se desplaza en la misma direcoidén que se
indica anteriormemte, haciendo que la placa sez eyeotada & través
de la aberturs de salida 130 situada en el extremo opuesto del apa-
rato, Esta forma de realizacién es de un valor particular sl se
requiere un proceso en linea continuo. 7

Refiriéndonos ahora a la Tig. 3 de los planos, seilus-
tra otra forma m4s del invento que se halls partiocularnente adap—
tada para recibir placas extremadamente grandes talea oomo de 58"
por 80" y que ocupa ademés una minima cantidad de espacio, También

equi, muchas partes del sistema son simdlares a las representadas
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en la fig, 1 y se les ha dado los mismos nuimeros de referencis
con el signo primo.

La diferencia de esta forma del invento se basa en
la construccién de la cémara de tratamiento 140, Se dispone una
gbertura de entrada 142 y una béndéja 144 me halle sustentada
junto a la misma, Un par de rodillos 150 y 152 estdn sustentados
en el interior de la cémera de tratamiento y se hallan adaptados

pare alimentar una placa o similar dentrc y fuera de la cémara.

Se proporciona un dispositivo de soporte curvado 154 E_

ra recibir y sustentar una placa en el interior de la cémara,
siendo el dispositivo de moporte de configuraclién en seccién
transversal sensiblemente arqueada. El dispositivo de pulveriza-
cién en esta forma del invento se halle dispuesto virtuzlmente
en el centro del arco definido por un érgano de soporte 154 ein—
cluye un colector maltiple 160 reciprocamente acoplado con una
pluralidad de toberas de pulverizacién individuales espacizdas
162,

Lbs rodillos 159 y 152 sirven para alimentar el arti-
culo susceptible de ser tratado sobre el 6rganc de soporte 154
de tal manera que el articulo es mantenido en una posieién curva—
da para ser sometido a itratamiento., Esta posicion del articulo
durante el proceso proporciona un beneficio extraordinario, Las
toberas de pulverizacién imprimem una velocidgd de incidencia li-
geramente superior en el centro que en el borde del patrén corres—
pondiente. Esto puede producir resultados algo aiferentes en un
proceso de roclade extremadamente critico entre el centro y la
periferia de la imagen. La posicién del articulc en relacién .con
ol dispositivo de pulverizaocién mostrado em la figz. 3 supera ta—
les problemas,

La varte inferior de la cémara de tratamiento 140 co~



10

15

25

30

munica con un conduoto de descarga 166, cuyo extremo abierto 168
se halla adaptado parel descargar liquido deuq.e la cémara de tra-
tamiento al interior del colector amociado.

Refiriéndonos shora & la fig. 4 del plano, se ilustra
otra forma de realizacion m4s del invento én la cual muchas par-
tes del sistema son esenc;almenta idénticas a las representadas
en la fig. 1 y poseen los mismos nimeros de referencia con el
signo primo.

En esta forma del invento, se proporoions una ﬁueva
chmara de tratamiento éontinué 170 én la cusl el dispositivo de
pulverizacién respectivo incluye un colector miltiple 172 acopla-
do a una primera pluralidad de toberas de pulverlzacién espacia—
das individuales 174, cuyo rociado es dirigido hacia la derecha
como puede verse en la figura, y un segundc par de toberas de pul-
verizacién 176 cuyo rociado es dirigido a la lzquierda oomo pue-—
de ierse en la figura.

Se disponen un par de aberturas 178 y 179 en la pared
superior de la cémara de tratamiento a través de las cuales las
placas estdn adaptadas para entrar y abandonar la cémare, Se dis-
pone una primers rueda de cadena 180 en el interior de la cédmara
y una segunda rueda de cadena 182 en el exterior de la misma, ex-
tendiéndose una cadena transportadora 184 en torno a las ruedas
citadas. Un par de mecanismos de afianzamiento de placa 186 y 188
van asegurados a porciones espaciadas de la cadena transporiadora
y se hallan adaptados para sustentar las placas P’ ilustradas,

Eata forma de aparato segin el invento estd adaptada
para tratar en forma continua dos lados de una plaoca o un lado de
dos placas simultésnesmente, Una placa oon emulsién sobre ambos la~
dos respectivos o un par de placas con emulsién sobre un lado res-

pectivo van aseguradas a los elementos deafianzamiento por fuers
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de la cémara de {retamiento y luego descienden hacia abajo al in-
terior de la misms para ser somebidas al procesc correspondicnte
tras de lo cual son levantadas fuera de la cémara. Mientras se eg-
+4 tratando una primera placa o un par correspondients, una se-
gunda placa % otro par correspondients puede cargarse sobre los
elementos de afianzamientd digpuestos en la parte exterior de la
cémara de Prooceso. '

Resultarsd obvio para los expertos en la materia que
pueden realizarse muchas m;dificaciones dentro de los limites del
presente invento sin apartarse del espiritu respectivo, y el in-
vento comprende tales modificaclones.

En resumen, la Patente de Invencién que se solicite de-
berd recaer sobre las siguientoes:

RETVINDICACIONZES

l.Aparato para el revelado de clisés en proceso condi
nuo que comprende una camara d4e tratamiénto,medios de alimentacidn
para elimentar w elomento suscaptible o tratamiento dntro y fuers de dicha of

mara, un dispositivo de pulverizacién dispuesto en dicha cémara

para rociar liquido sobrs un articulo susceptible de tratanien~

rﬁb, medios de suministro de liquido, un digpositivo colector que

comunica funcionalmente con dichos medics de suministro, medios
de control de flujo destinados a regular el flujo de 1lquido des-
de dichos medios de suministro a diche dispositivo colsctor, y
medios de bombeo que comunican funcionzlmente con el dispositivo
colector y iambién se hallen funcicazlmente acoplados a dichodis—
rositivo de pulverizacién para suninistrar liquido a una pregién
relativamente baja a dicho dispositivo de pulverizacidn.

2, Aparato segln la reivindiczocién 1, en el oual di-~
cha cédmara de tratamiento se halla virtualmente encerrada por com-

pleto para limitar la entrada de aire fresco y por ende impedir
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la reaccién del liquido rociado a componentes do la atmésfera.

3. Aparato segin la reivindicacién 1, en el cual di-
chos modios de alimentacién comprenden un 6rgano transportador paw-
ra transpoftar un arfticulo susceptible de tratamiento dentro ¥y
fuera de la cdmara y para susientar el articulo pugceptible de
trataniento en el interior de esta dliima. .

4o Aparatio segin la reivindicacién 1, que incluye me-
dios para controlar la temperatura en dicha cdmara.

) 5. Aparato segin la reivindicacién 1; en el cual dicha
oédmara de tratamiento comprende una descarga para descargar liqui-
do en el interior de dicho dispositivo colector,

o 6. fparato segin la reivindicacién 1, en el cual di-

cho dispositivo de pulverizacién ineluye una pluralidad de toboras

espaciadag por separado dispuesias en un orden seﬁsiblemente cug-
drado. _

Te Aparato segin la reivindicacién 1, en el cual la
presién del liquido en dicho dispositivo de pulverizacién se en-

cuentra comprendida en los limites de aproximadamente 10 a 50

1bs/pulg2 (0,704 a 3,52 kg/en2).

.8. Aparato segin la reivindicacién 1, en el cual dié
cho dispositivo de pulverizacién se halla dispuesto para dirigir
un rociado de liquido en una direccién sensiblemente perpendicu-
lar con respecto a la superficie de un articulo susceptible de
ser tratado.

- 9+ Aparato segin la reivindicacién 1, en el cual di-
chos medios de suministro de liguido comprenden una pluralidad de
6rganos de suministro individualeg, al menos wno de los cuales in-
cluye una solucién quimica, y al menos ofro de los cuales inclu-
ye agua.

10, Aparato sogin la reivindicacién 9, en el cual di-
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chos medios de control de flujo comprenden un digpositivo de vdl-
vula, estando acoplado un dispositivo de véléula por separado e
independientemente accionzble conm cada uno de dichoa érganos do
suninistro individuales. .

1l. Aparato segin la reivindicacién 1, en el cual di-
cho disPositivo colector comunica funcionalmente con ﬁichoa me-
dios de suninistro de liquido & través de un conducto, y medios

para controlar la temperatura del liquido que fluye a través de

'dicho conducto,

12, Aparato segin ls reivindicacién 1, gue incluye me-
dios para controlar la temperatura del liqui&o en dicho dimpositi-

vo colector.

13. Aparato segin la reivindicacién 1, que incluye me-
dios parz medir y controlar léﬁéantidad de ligquido suministrado
desde dichos medios de suministro respectivos al interior de di-
cho dispositivo coleotor. '

14, Apsreto seglin la reivindicaclén li, en el cuval di-
chos medios para medir y controlar la cantidad de liguido sumi-
nistrado comprenden un interruptbr de flotsdor montado en dicho
dispositivo colector,

15, Aparato segin la reivindicacién 1, en el cualdi~
cho dispositivo de bomba se halla adaptado para sor acoplado a
un recipiente de desecho, proporciondndoss un dispositivo de vil-
vula gue comunica funcionalmente éicho,dispositivo de bomba ya
sea con dicho dispositive de pulfsrizacién o con el reciplente
de desecho.

16, Aparato segin la reivindicacién 1, en el cual di~
chos medios de alimentacidén comprenden una abertura dispuesta en
un lado de dicha cémara de tratamlento, y un transportador, sin fin
dispuesto on el interior de la cémara para mover un articulo sus-

|
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ceptible de tratamiento desde dicha abertura al interior de dicha
cémara y posteriornmente de nueve a dicha aberiura para ser des-
cargado de la misma.

' 17. Aparato segin la reivindicacién 1, en el cual di-
chos nedios de alimentacibén comprenden una abertura de entrada
dispuesta en un lado de dicha cémara y una aberturs de salidadis-

puesta en el lado opuesto respectivo, incluyendo asimismo dichos

medioz de alimentacidn dos pares de rodillos cooperantes y una

banda transportadora para coger y desplazar un articulo suscepti~.
ble de ser tratado.

’ 18. Aparato secgin la reivindicacién 1, que incluye un
6rgano de soporte curvado dispuestb en el interlor de dicha céma-
Ta para sustentafiun articulo susceptible de tratamiento.

19, Aparato segin la reivindicacién 18, en el cual di-
cho Srgano de moporte curvaedo es sensiblemente arqueado en confi-
guracién de seccidén transversal, hzllédndose coloczdo diéﬁo dispo—~
gitivo de pulverizacién sustancizlmente en el centro del arco de—
finido por el érganc de soporte arqueado.

. 20. Aparatb seglin la reivindicacién 1, en el cual di-
cho dispositivo de pulverizacién comprende toberas respectivas
dispuestas a lados opuestos de dicha cémars de tratamiento coloca-
das una frente a la otra para tratar simulténeamente ambos lados
de un articulo susceptible de tratamientc o un lado de dos articu-
los musceptibles de trztamiento.

21, Aparato segin la reivindicacién 20, que incluyeun
6rgano de entrada dispuesto én la parte superior de dicha cémafa,
v medios de transporte qus se extienden parcialmente fuera y par-
cialnente dentro.de dicha cémara para alimentar articulos suscep-
tibles de tratamiento dentro y fuera de la mismé. |

22, Aparato segin la reivindicacidn 1 para revelar

i
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funa placa de impresitn presensibilizada expuesia, en el cual

se hallan dispuestas, en una cédmara de tratamiento provisia de
aberturas de entrada y salida, una bandeja y toberas de pulve-
rizacidn, de tal manera que las toberas son dirigidas en una
direcoidn sensiblementé perpendicular sobre la placa dispuesta
sobre la bandeja, ¥y en el cual las toberas de pulverizacidn so
hallan en comunicacidn con un recipiente por encima de una bonba,
caracterizado por ol hecho de que el recipilente es un colector
dispuesto a un nivel inferior al de la bandeja, que el conduc—
to que pone en comunicacidn la bomba con las toberas se halla
equipado con wna ramificaci6n capaz de acoplamiento selectivo,
¥y que se disponen al menos dos depdsitos de suministro a partir
de los cuales se suministran cantidades medidas de liquido al
interior del coléétor ﬁor medio de un dispositivo de medicidn,

23 Se reivindica por ltimo como objelo sobre el
que ha de recaer la Patente de Invencidn qus se solicita: "APA-
RATO PARA EL REVELADO DE CLISESY,

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la
presente Memoria demcriptiva, que consta de veintidds péginas
mecanografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 20 de agosto de 1970
BERNARDO URGRIA

D
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